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樱桃矮化砧的组培快繁技术研究
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摘要：以中华矮樱、Gisela一5、Gisela一7为供试材料，进行组培快繁技术研究，结果表明中华矮樱

适宜的初代培养基为MS+6-BA 1_0 mg·L“十NAA 0．1 mg·L一，增殖培养基为MS+6-BA
1．0 mg·L“+NAA 0．2 rag·L～，生根培养基为1／2MS+NAA 0．8 mg-L～；Gisela一5号适宜

的初代培养基为MS+6一BA 0．8 mg·L_1+NAA 0．1 mg·L～，增殖培养基为MS+6-BA 0．8

mg·L_1+NAA 0．2 nag·L～，生根培养基为1／2MS+NAA 0．5 mg·L-1，Gisela一7适宜的初代

培养基为Ms+6一BA 0．8mg·L“+NAA o．1mg·L～，增殖培养基为MS+6一BA 0．8 rag·L_1

+NAA 0．1 mg·L～，生根培养基为1／2MS+NAA 0．5 mg·L～。
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Abstract：Taking Chinese low cherry，Gisela一5 cherry and Gisela一7 cherry as experimental materials，tech—

niques of tissue culture were studied．The results showed that，the most suitable primary culture medium

for Chinese low cherry was MS+6-BA 1．0 mg·L一1+NAA 0．1 mg·L一，propagation culture medium is

MS+6一BA 1．0 mg·L-1+NAA 0．2mg·L～，root culture medium 1／2Ms+NAA 0．8 mg·L_1 l the best

primary culture medium for Gisela一5 cherry was MS+6一BA 0．8 nag·L一1+NAA 0．1 mg·L～，propaga—
tion culture medium MS+6一BA 0．8 rag·L1+NAA0．2 mg·L～，root culture was 1／2MS+NAA 0．5

mg·L一1；for Gisela一7 cherry，primary culture was MS+6一BA 0．8 mg·L一1+NAA mg-L一0．1mg·
L一,propagation culture medium MS+6一BA 0．8 mg·L1+NAA 0．1 mg·L一，root culture medium 1／

2MS+NAA 0．5mg·L～。
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中华矮樱桃，是原产于山东省莱阳市的中国樱

桃的一个矮生类型，树体紧凑矮小，树势强健，树姿

直立，枝条粗壮，节间短，叶片犬而肥厚，叶色浓绿，

根系发达，须根较多，固地性强[1]，既是适于栽培的

品种，又是优良的矮化砧木口J]。

由德国Justus Liebig大学果树研究所选育的

Gisela系列砧木品种[4]具有适应性强、矮化，嫁接樱

桃品种苗亲和力强r“，抗根癌病嘲，树体矮化紧凑，

早结果、早丰产等优良杼睫，是世界公认优良樱桃矮
化砧木口“]。中华矮樱、Gisela一5、Gisela一7是适应性

广、嫁接亲和性好、丰产和早果性极好的樱桃矮化砧

木，它们种子萌发率低，实生苗易感染病毒，扦插繁

殖系数低，因而在生产实践中的应用受到极大的限

制‘··zn⋯。因此，应用组培陕繁技术大规模繁殖显得
非常必要，有着广阔的前景。

1材料与方法

1．1供试材料

外植体为从陕西省苗木繁育中心分别于2003

年12月初采的中华矮樱、Gisela一5、Gisela一7一年生

枝条上的休眠芽(设为材料1)，3月中旬采回的一年

生枝条在0．25 mg·L-1头孢氨苄胶囊水溶液中水
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培10 d左右已萌发的芽(设为材料2)和5月中旬采

回的当年生嫩枝(设为材料3)。

1．2培养基

初代培养基(1)MS、添加6-BA 0．5、0．8、1．0

rag·L-。，NAA 0．05、0．1 rag·L～，蔗糖3％设6

个组合。增殖培养基(2)MS、添加6-BA 0．5、0．8、

1．0、1．5，NAA nag·L～0．05、0．1、0．2，蔗糖3％，

设10个组合。诱导生根培养基：(3)1／2M8+NAA

0．2、0．5、0．8、1．0 rag·L～，蔗糖1．5％，设4个组

合。以上培养基pH值均为5．8～6．o，琼脂0．6％。

1．3消毒方法

将供试材料在流水下冲洗1 h后，装入磨口玻

璃瓶中，在超净工作台上用75％酒精浸30 s，再用

0．1％HgCl表面分别消毒4、5、6、7 min，无菌水冲

洗5～6次。

1．4培养条件

培养温度(25士2)℃，光照时间12 h·d一，光

照强度2 000lx。

1．5初代培养

将供试材料经消毒和相关处理接种在初代培养

基上培养。

1．6增殖生根培养

将无菌芽接种在增殖培养基上筛选最佳的激素

浓度配比。

将无菌芽接种在生根培养基上筛选最佳的生根

NAA浓度。

2结果与分析

2．1不同供试材料与污染率

将消过毒的材料1的芽鳞剥掉接种到初代培养

基；材料2和材料3均除去受伤切面接种到初代培

养基}结果表明(表1)：在相同的消毒处理(75％酒

精浸30 s，0．1％HgCl分别消毒5、6 min)条件下

2004年3月中旬采回的在0．25mg·L-1头孢氨苄

胶囊水溶液中水培10 d左右的一年生枝条上已萌

发的芽(材料2)接种后污染率最小，未污染率可达

90％以上，其次为2004年5月中旬采回的当年生嫩

枝(材料3)，可达80％左右，而2003年12月初采回

的一年生枝条上的休眠芽(材料1)污染率最高且初

代培养接种操作复杂。

2．2初代培养

经消毒处理的材料2的无菌茎尖接种到初代培

养基中，在合适的培养基上10 d茎尖开始萌动并迅

速增大，30 d可长成有3～4片展开叶且有茎段抽出

表1不同供试材料污染情况

Table 1 The poLLution pecent of different experimental materials

注：未污染率为未污染的株数／接种株数

的试管苗，在不适宜的培养基上只能展叶而不抽茎 和6号培养基上都能正常展叶但在6号培养基上基

段。结果表明(表2)，中华矮樱桃在MS+6．BAl．0 部愈伤化相对较严重，叶片枯黄，只展叶，不抽茎段，
+NAA 0．1培养基上生长叶片浓绿，有茎段抽出， 在5号培养基上，根部几乎无愈伤化，叶片浓绿，生

生长健壮，确定MS+6-BAl．o+NAA 0．1为中华 长正常，故确定MS+6-BA 0．8+NAA 0．1为

矮樱桃初代培养基}Gisela一5和Gisela一7虽在5号 Gisela～5和Gisela一7的初代培养基。
裹z不同培养基对矮化砧初代培养的影响

Table 2 Effect of diffirent culture medius tO cherry dwarf rootstock’primary culture

中华矮樱 Gisela一5 Gisela-7

二号 培养基1嘉鬲_芎翥耄i萌露尹—；i聂—惹毳薹—jj；耍i—磊磊蟊—薏焉兰竺薹越五。兰竺垂基：盖竺竺釜釜：篮
1 MS+6一BA0．5+NAA0．05 13 5 38 13 4 31 14 5 36

2 MS+6一BA0．8+NAA0．05 15 6 40 15 5 33 15 4 27

3 MS十6一BAl．0+NAA0．05 16 3 19 12 3 25 12 6 50

4 MS+6一BA0．5+NAA0．1 14 5 36 12 6 50 13 4 31

5 MS十6一BAo．8+N从0．1 15 13 87 13 11 85 15 13 87

—6 MS+6-BAl．0q--NAA0．1 16 15 94 15 13 86 19 18 95

注：分化率为茎尖盼分化的外植体株数／接种的外楦体株数。

2．3继代扩繁

试管苗经切段后，每段带1、2片叶或基部芽团，

接种到增殖培养基中，结果表明(表3)芽的增殖倍

数和生长情况取决于BA和NAA二者的相对浓度

和比倒。中华矮樱桃在10号培养基上增殖倍数虽最

高但基部愈伤化严重，叶片黄化，生长细弱，在9号
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培养基上增殖倍数虽不如10号培养基上高，但基部

愈伤化轻，叶片浓绿，生长健壮，确定MS4-6-BA

1．o+NAA 0．2为其最适增殖培养基；同样原因确

定MS4-6-BA 0．8+NAA 0．2为Gisela一5的最适

虽不如6号培养基上高，但，基部愈伤化少，叶片浓

绿，生长健壮，而在7～10号培养基上其增殖倍数虽

高，但其出现玻璃化且叶片小，呈不正常的类似植物

丛枝病的丛生状，故确定的MS+6一BA 0．8+NAA

增殖培养基)Gisela一7在5号培培养基上增殖倍数 o．1为Gisela一7最适增殖培养基。

表3不同浓度BA和NAA浓度组合矮化砧增殖倍数的影响

Table 3 Effect of diffitent BA and NAA’concentrations on cherry dwad rootstock’proliferate multipie

1 MS+6-BA0．5+N从0．05 19 29 1，5 20 36 1．8 13 17 1．3

2 MS+6一BA0。8+NAAo．05 21 40 1．9 15 31 2．1 12 20 I，7

3 MS+6-BAt．0+N从0．05 26 49 1，9 18 47 2．6 ii 23 2．1

4 MS+6一BAO．5+NAAo．1 22 66 2．0 13 30 2．3 13 27 2．1

5 MS+6-BA0．8+NAA0．1 20 B0 2．5 13 39 3．0 11 40 3，6

6 MS+6一BAl．O+NAA0．1 23 69 3．0 16 57 3．6 15 57 3．8

7 MS+6一BA0．5+NAA0．2 22 68 3．1 19 72 3．8 14 41 2．9

8 MS+6-BA0，8+N从0．2 20 80 4，0 12 54 4．5 12 49 4．1

9 MS+6一BAl．0+NAA0．2 10 95 5．0 17 85 5．0 13 60 4．6

10 MS+6一BAl．5+N从0．2 】I 60 5，5 12 63 5．3 11 66 6．0

注：增殖倍数为接种后培养40 d左右分化的嫩芽数／接种初的嫩芽数。

2．4生根培养基的筛选

将3．0 cm以上的试管苗剪去基部接种到生根

培养基上，结果表明(表4)，在一定的浓度范围内，

随NAA浓度的增加，生根率和生根条数都增加，且

根较粗壮。但当NAA浓度太大时，基部产生愈伤组

织，而阻碍根的生成。中华矮樱桃以1／2MS4-NAA

0．8为最适生根培养基；Gisela一5号和Gisela一7号以

1／2MS4-NAA o．5为最适生根培养基，表现生根率

高且根条数多，根粗壮，愈伤化程度轻。

表4不同浓度的NAA对樱桃矮化砧生根影响

Table 4 Effect of NAA’different concentrations on cherry dwarf rootstockl rooting

项目 中华矮樱 Gisela--5 Gisela--7

NAA浓度／mg·L～0．2 0．5 0．8 1．0 0．2 0，5 0．8 1．0 0．2 0，5 0．8 1．0

生根率／“ 58 75 84 96 76 89 98 65 73 86 94 73

均株生根条数 I．89 2．36 5．16 4，32 2．88 4．68 4．12 3．12 3．11 4．79 4．32 2．97

20 d最长根长／cm 4 5 8 8 5 8 8 7 5 9 8．5 8

20 d最短根长／cm 0．5 1．0 f．0 1 5 0．5 1．0 1．5 0．5 1．0 1．5 1．3 0．8

粗壮、较粗壮、 粗壮、较粗壮、细弱愈、 粗壮、较粗壮、细弱，

生长情况 细弱 一般 愈伤 愈化 一般 愈伤 愈化 伤化 一般 有愈 愈化 寂伤化

化少 严重 化少 严重 严重 伤化 严重 严重

3小结

3种樱桃矮化砧的组培快繁，以早春在实验室水

培萌发的芽为外殖体材料，接种污染较小，成功率最

高。初代培养的培养基中华矮樱以MS4-6一BA 1．o+
NAA 0．1为宜；Gisela一5和Gisela一7以MS+6-BA
0．8+NAA 0．1为宜。增殖培养的培养基中华矮樱
桃以MS+6-BA 1．0十NAA 0．2为宜；Gisela一5以

MS4-6一BA 0．8+NAA 0．2为宜；Gisela一7以MS+

6-BA 0．8十NAA 0．1为宜；。生根培养中华矮樱桃
以1／2MS+NAA 0．8为最适生根培养基；Gisela一5

以1／2MS+NAA 0．2为最适生根培养基；Gisela一7

号以1／2MS4-NAA 0．5为最适生根培养基。
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